Technolégia TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) podrobne :)

Pokrocila technolégia pouZivana pri vyrobe kremikovych solarnych élankov, ktora
vyrazne zvysuje ich Gcinnost a zniZuje straty sposobené rekombinaciou nosic¢ov naboja.

Ako TOPCon funguje?

TOPCon clanky vyuzivaju tenku oxidovu vrstvu[1], ktora je umiestnena medzi kremikovym substratom a vrstvou
vysoko dopovaného polysilikénu. Tato oxidova vrstva funguje ako tunelova bariéra, ktora umoZznuje selektivny
prechod elektrénov, ale zaroven pasivuje povrch a zniZzuje rekombinaciu nosiCov naboja.

Struktira TOPCon ¢lanku:

- monokrystalicky kremik (n-typ) - zakladna vrstva,

- tenka oxidova vrstva (~1-2 nm) - tunelovy oxid,

- polysilikénova vrstva (n+ alebo p+ dotovana) - umoznuje selektivny kontakt,
- metalizacia - na zber elektrického pradu.

Vyhody TOPCon technolégie:

- vySSia ucinnost - ¢lanky dosahuju ucinnost nad 24 %, niektoré laboratorne az cez 26 %,

- lepSia pasivacia - zniZuje povrchové defekty a rekombinaciu,

- kompatibilita s existujicimi vyrobnymi procesmi - da sa integrovat do vyroby PERC ¢lankov,
- dlhSia Zivotnost clankov - vdaka lepSej stabilite materialov.

Nevyhody a vyzvy:

- zloZitejSia vyroba - vyZaduje presné nanasanie tenkych vrstiev,

- vySSie vyrobné naklady - najma v porovnani s tradicnymi PERC ¢lankami,

- optimalizacia metalizacie - pre dosiahnutie minimalnych odporov.

[1] Zvycajne oxid kremicity, SiO,.
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